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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
マトリックス状に配置された複数の画素領域と、当該画素領域に対応する複数のスイッチ
ング素子とを有する第１基板と、
前記第１基板に液晶層を介して対向配置される第２基板と、
前記第１基板上に設けられ、前記スイッチング素子を被覆し、かつ複数のコンタクトホー
ルを有する保護層と、
前記保護層上に設けられ、前記保護層のコンタクトホールを露出するための複数の空所を
有するオーバーコート層と、
前記各画素領域内で前記オーバーコート層上に形成され、かつ前記オーバーコート層の空
所に対応する少なくとも１つの開口を有する反射電極と、
前記反射電極の開口に対応する位置に形成されると共に前記反射電極と相互に電気的に接
続される透過電極であって、前記透過電極及び前記反射電極の少なくとも１つは前記スイ
ッチング素子に電気的に接続されるようにした前記透過電極と、
前記オーバーコート層の前記空所の内部であって、かつ前記透過電極に対向する位置に形
成される追加カラーフィルター層と、
前記反射電極および前記追加カラーフィルター層の双方に対向する位置に設けられるカラ
ーフィルター層と、
を具備する液晶表示装置。
【請求項２】
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　前記透過電極は前記追加カラーフィルター層と前記液晶層との間に設けられていること
を特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記透過電極は前記追加カラーフィルター層と前記第１基板との間に設けられているこ
とを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記オーバーコート層は前記液晶層に最も接する凹凸表面を有し、かつ、前記反射電極
は対応する凹凸表面を有することを特徴とする請求項２又は３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
前記各画素領域において、前記追加カラーフィルター層と前記カラーフィルター層は同一
色を有することを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記液晶表示装置は、さらに、前記第１及び第２基板の外面上に設けられる２つの偏光
板と、前記第１基板と前記偏光板との間に設けられる第１リターデション膜と、前記第２
基板と前記偏光板との間に設けられる第２リターデション膜とを有することを特徴とする
請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第１リターデション膜は、位相リターデション膜を含むことを特徴とする請求項６
記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第２リターデション膜は、色消しλ/４リターデション膜を含むことを特徴とする
請求項６記載の液晶表示装置。
【請求項９】
マトリックス状に配置された複数の画素領域と、当該画素領域に対応する複数のスイッチ
ング素子を有する第１基板と、
前記第１基板に液晶層を介して対向配置される第２基板と、
前記第１基板上に設けられ、前記スイッチング素子を被覆し、かつ複数のコンタクトホー
ルを有する保護層と、
前記保護層上に設けられ、前記保護層の前記コンタクトホールを露出するため複数の空所
を有する第１カラーフィルター層と、
前記各画素領域内で前記第１カラーフィルター層上に設けられ、かつ少なくとも１つの開
口を有し、かつ、その一部は前記保護層に設けられたコンタクトホールを通して前記スイ
ッチング素子に電気的に接続される反射電極と、
前記反射電極上に形成され、前記第１カラーフィルター層の空所に充填され、かつ少なく
とも１つの孔を有する第２カラーフィルター層と、
前記各画素領域内で前記第２カラーフィルター層上で少なくとも前記反射電極の開口に対
応する位置に設けられ、前記第２カラーフィルター層に設けられた前記孔を介して前記反
射電極に電気的に接続される透過電極と、
を具備する液晶表示装置。
【請求項１０】
前記反射電極に設けられる前記開口は、前記第１カラーフィルター層の前記空所に対応す
る領域外の個所に形成されることを特徴とする請求項９記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
前記第２カラーフィルター層の前記孔は、前記第１カラーフィルター層の前記空所に対応
する領域以外の個所に形成されることを特徴とする請求項９記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
前記第１カラーフィルター層は、前記液晶層に最も接した凹凸表面を有し、かつ、前記反
射電極は対応する凹凸表面を有することを特徴とする請求項９記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
前記液晶表示装置は、前記第１及び第２基板の外面上に設けられる２つの偏光板と、前記
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第１基板及び前記偏光板間に設けられる第１リターデション膜と、前記第２基板と前記偏
光板との間に設けられる第２リターデション膜とを有することを特徴とする請求項９記載
の液晶表示装置。
【請求項１４】
マトリックス状に配置された複数の画素領域と、当該画素領域に対応する複数のスイッチ
ング素子とを有する第１基板と、
前記第１基板に液晶層を介して対向配置される第２基板と、
前記第１基板上に設けられ、前記スイッチング素子を被覆し、かつ複数のコンタクトホー
ルを有する保護層と、
前記保護層上に設けられ、前記保護層のコンタクトホールを露出するための複数の第１空
所と、複数の第２空所とを有するオーバーコート層と、
前記各画素領域内で前記オーバーコート層上に設けられ、かつ、前記オーバーコート層の
前記第１空所に対応する個所に形成される第１開口と、前記オーバーコート層の前記第２
空所に対応する個所に形成される第２開口を有し、少なくともその一部は前記保護層のコ
ンタクトホールを介して前記スイッチング素子に電気的に接続される反射電極と、
前記各画素領域内で前記反射電極上に設けられ、前記オーバーコート層の前記第１空所及
び前記第２空所内に充填され、かつ、少なくとも１つの孔を有するカラーフィルター層で
あって、前記第２空所内に充填されたカラーフィルター層の厚みは、前記反射電極と対向
する領域におけるカラーフィルター層の厚みより厚いカラーフィルター層と、及び
前記各画素領域内で前記カラーフィルター層上で少なくとも前記反射電極の第２開口に対
応する位置に設けられ、かつ、前記カラーフィルター層の前記孔を介して前記反射電極に
電気的に接続される透過電極と、
を具備する液晶表示装置。
【請求項１５】
前記液晶表示装置は、前記第１及び第２基板の外面上に設けられる２つの偏光板と、前記
第１基板と前記偏光板との間に設けられる第１リターデション膜と、前記第２基板と前記
偏光板との間に設けられる第２リターデション膜とを有することを特徴とする請求項１４
記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
前記オーバーコート層は前記液晶層に最も接した凹凸表面を有し、前記反射電極は対応す
る凹凸表面を有することを特徴とする請求項１４記載の液晶表示装置。
【請求項１７】
マトリックス状に配置された複数の画素領域と、当該画素領域に対応する複数のスイッチ
ング素子を有する第１基板と、
前記第１基板に液晶層を介して対向配置される第２基板と、
前記第１基板上に設けられ、前記スイッチング素子を被覆し、かつ、複数のコンタクトホ
ールを有する保護層と、
前記各画素領域内で前記保護層の前記コンタクトホールを露出するために複数の空所を有
し、かつ、前記保護層上に設けられるカラーフィルター層と、
前記各画素領域内で前記カラーフィルター層上に設けられ、前記保護層のコンタクトホー
ルを介して前記スイッチング素子に電気的に接続される透過電極と、
前記各画素領域内で前記透過電極上に設けられ、前記カラーフィルター層の空所に対応す
る領域以外の個所に形成される少なくとも１つの開口を有する反射電極と、
前記第２基板上に設けられたカラーフィルター素子及び共通電極と、
を具備する液晶表示装置。
【請求項１８】
前記液晶表示装置は、前記各画素領域において、前記第２基板のカラーフィルター素子と
前記第１基板の対応する前記カラーフィルター層は同一色を有することを特徴とする請求
項１７記載の液晶表示装置。
【請求項１９】
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前記液晶表示装置は、さらに、前記第１及び第２基板の外面上に設けられる２つの偏光板
と、前記第１基板と前記偏光板との間に設けられる第１リターデション膜と、前記第２基
板と前記偏光板との間に設けられる第２リターデション膜とを有することを特徴とする請
求項１７記載の液晶表示装置。
【請求項２０】
前記カラーフィルター層は、前記液晶層に最も接した凹凸表面を有し、かつ、前記反射電
極は対応する凹凸表面を有することを特徴とする請求項１７記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に液晶表示装置（ＬＣＤ）、特にトランスフレクティブ液晶表示装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示装置は照明源によって分類される。反射型表示装置は、表示装置に、その前面か
ら入射する外光によって照明される。反射型表示装置の内部又は後部に配置されるアルミ
ニウム反射板又は銀反射板のような反射面は、外光を反射して反射型表示装置を照明する
。反射型表示装置は低電力消費の要求を満たすものであるが、表示はしばしば暗く、従っ
て、表示面を視認するのが困難な場合がある。さらに、外光が不十分となる条件が多数存
在し、したがって、純粋な反射型表示装置の用途は制限されることになる。
【０００３】
外光の強度が表示面を見るために十分でない場合では、表示面を照明するために、バック
ライトアセンブリ等の補助光源が用いられる。補助光源は外光光源の状態如何にかかわら
ず表示面を照明することができるが、バッテリ寿命の短命化につながる。従って、例えば
携帯コンピュータのバッテリは、継続的にバックライトを使用する場合には、一般に、２
～４時間ごとに再充電することが必要になる。外光の強度が非常に強い場合、例えば、戸
外の灼熱する太陽の下では、コントラストが十分でないので、バックライト装置のみによ
って照明される透過映像を十分に見ることができなくなる。
【０００４】
反射型及び透過型表示装置の上記した問題を解決するため、外光が利用できる場合は外光
を利用し、必要なときのみバックライトを利用する電子表示装置が幾つか設計されている
。このように反射と透過の両機能をもつことは、“トランスフレクティブ(transflective
)”と定義づけられる。トランスフレクティブ液晶表示装置は両モード表示装置である。
これらの装置は、反射モードでは外光を利用して作動し、透過モードでは内部バックライ
トで作動する。
【０００５】
図１に、液晶層３６を間に挟んだ２つの対向するガラス基板３２,３４を有する従来のト
ランスフレクティブ液晶表示装置１００を示す。２つの基板３２,３４の外表面に２つの
偏光板２０,４０が設けられている。基板３２と偏光板２０との間にはリターデーション
膜２２が形成されており、基板３４と偏光板４０との間にはリターデーション膜２４が形
成されている。一般的に、基板３４はマトリックス状に配置された複数の画素領域を有し
、各画素領域は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）と、反射電極３７（外光反射板として作用
する）及び反射電極３７の開口に対応した位置に形成される透過電極３８（バックライト
送光板として作用する）を有する。基板３２は、カラー表示のためのカラーフィルタ素子
３３と共通電極３５を有する。液晶層３６には、負の誘電異方性を持たせることができる
一方で、より一般的な正の誘電異方性を持たせることができる。このように、スイッチン
グ素子が“オン”状態、または、“オフ”状態の場合、液晶層３６を通過する光は、その
光の性質と液晶表示装置の型に基づいて、幾つかの方法で変更される。
【０００６】
反射モードでは、光はカラーフィルター素子３３を２回通過する。しかし、透過モードで
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は、光はカラーフィルター素子３３を１回のみ通過する。従って、従来の液晶表示装置１
００の各画素領域は、基板３２のカラーフィルター素子３３上に追加カラーフィルター３
３ａを設けている。この配置によって、透過モードにおける劣化した色の飽和度を効果的
に防止することができる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、追加カラーフィルター層３３ａと透過電極３８は２つの異なったガラス基板３２
，３４上に形成されているので、組立に際して、追加カラーフィルター層３３ａが透過電
極３８に対応するカラーフィルター素子３３の領域に正確に形成されるように、２つのガ
ラス基板３２，３４を正確に整合しなければならない。従って、従来の液晶表示装置１０
０の製造工程は容易に制御するのが困難であり、精密な設計を必要とする。従って、先行
技術の上記した問題を解決する、又は、少なくとも低減できるトランスフレクティブ型液
晶表示技術が求められる。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の主たる目的は、透過モードでも良好な色の飽和度を有し、かつ、容易に製造でき
るトランスフレクティブ液晶表示装置を提供することを目的とする。
本発明に係る液晶表示装置（ＬＣＤ）は、主として、第１基板と、第２基板と、第１基板
と第２基板の内面に形成される液晶層から構成される。第１基板はマトリックス状に配置
される複数の画素領域を有し、各画素領域はスイッチング素子（例えば、薄膜トランジス
タ）と、反射電極（外光反射噐として）と、透過電極（バックライト送光器）を有する。
本発明に係る液晶表示装置は、透過モードでの色の飽和度を向上するため、第１基板上の
各画素領域毎に追加カラーフィルター層を設けたことを特徴とする。
【０００９】
本発明の一般的態様によれば、第１基板は相互に平行に形成される複数のゲート線と、相
互に平行に形成されかつゲート線に対して垂直に形成される複数のデータ線を有する。ゲ
ート線とデータ線は画素領域のマトリックスを形成するように配置されており、各画素領
域は２つの隣接したゲート線と２つの隣接したデータ線によって画成される。スイッチン
グ素子がゲート線とデータ線の交差部に形成される。保護層がスイッチング素子とデータ
線上に形成される。保護層は複数のコンタクトホールを有する。オーバーコート層が、そ
の凹凸面を液晶層に最も接した状態で、保護層上に形成されている（即ち、液晶層に隣接
するオーバーコート層の側部は凹凸面を有する）。また、オーバーコート層は、保護層に
設けたコンタクトホールを露出するために複数の空所を有する。好ましくは、２つの偏光
板が第１及び第２基板の外面に取り付けられる。第１リターデション膜が第１基板と偏光
板との間に介設されており、第２リターデション膜が第２基板と偏光板との間に介設され
ている。
【００１０】
本発明の１実施態様によれば、反射電極は、その表面が凹凸状態で、オーバーコート層上
に形成されている。反射電極は、オーバーコート層に設けた空所に対応する少なくとも１
つの開口を有し、透過電極は、反射電極に設けた開口に対応する個所に配置されている。
透過電極と反射電極は相互に電気的に接続されており、少なくともいずれか一方はスイッ
チング素子に電気的に接続されている。ここで、カラーフィルター層はオーバーコート層
の空所内に形成される。本実施例では、第２基板はカラー表示を行なうためにカラーフィ
ルター素子を有する。透過モードでは、光は空所内のカラーフィルター層及び第２基板上
のカラーフィルター素子を通過し、その後、観察者に到達するので、よりよい色の飽和度
を得ることができる。また、透過電極は、好ましくは、カラーフィルター層と液晶層との
間に配置される。これに代えて、透過電極をカラーフィルター層の下方に配置することも
できる。いずれの画素領域においても、第２基板のカラーフィルター素子と第１基板の対
応するカラーフィルター層は同一色を有する。
【００１１】
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本発明の他の実施態様によれば、オーバーコート層はカラーフィルター材料からなる。反
射電極が、その表面が凹凸状態で、オーバーコート層上に形成されている。反射電極は、
オーバーコート層に設けた空所に対応する領域以外の個所に、少なくとも１つの開口を形
成している。反射電極は、保護層に設けたコンタクトホールを介してスイッチング素子に
電気的に接続されている。ここで、もう１つのカラーフィルター層が反射電極上に形成さ
れ、かつ、オーバーコート層の空所に充填されている。カラーフィルター層は、液晶層に
最も接した実質的に平坦な表面を有し、かつ、少なくとも１つの孔を有する。透過電極が
カラーフィルター層の実質的に平坦な表面上に配置されており、カラーフィルター層に設
けた孔を介して反射電極に電気的に接続されている。好ましくは、カラーフィルター層に
設けた孔は、オーバーコート層の空所に対応する領域以外の個所に形成される。透過モー
ドでは、光はオーバーコート層のカラーフィルター材料と反射電極上のもう１つのカラー
フィルター層を通過し、その後、観察者に到達するので、よりよい色の飽和度を得ること
ができる。
【００１２】
本発明のさらに他の実施態様によれば、オーバーコート層はさらに複数の第２の空所を有
する。反射電極が、その表面が凹凸状態で、オーバーコート層上に形成されている。反射
電極は、オーバーコート層に設け保護層のコンタクトホールを露出する空所に対応する第
１開口と、オーバーコート層に設けた第２の空所に対応する第２開口を有する。反射電極
の少なくとも一部は、保護層に設けたコンタクトホールを介してスイッチング素子に電気
的に接続されている。ここで、カラーフィルター層は反射電極上に形成され、かつ、オー
バーコート層の空所に充填されている。カラーフィルター層は液晶層に最も接した実質的
に平坦な表面を有し、かつ、少なくとも１つの孔を有する。透過電極がカラーフィルター
層の実質的に平坦な表面上に配置されており、カラーフィルター層に設けた孔を介して反
射電極に電気的に接続されている。好ましくは、カラーフィルター層に設けた孔は、オー
バーコート層の空所に対応する領域以外の個所に形成される。透過モードでは、光はオー
バーコート層に設けた空所に充填されるカラーフィルター層を通過し、その後、観察者に
到達するので、よりよい色の飽和度を得ることができる。
【００１３】
本発明のさらに他の実施態様によれば、カラーフィルター層がオーバーコート層に代えて
用いられ、かつ、保護層上に形成される。カラーフィルター層は液晶層に最も接した凹凸
表面を有し、かつ、保護層に設けたコンタクトホールを露出するため複数の空所を有する
。透過電極はカラーフィルター層上に設けられており、保護層に設けたコンタクトホール
を介して、スイッチング素子に電気的に接続されている。反射電極は、その表面が凹凸状
態で、透過電極上に形成されている。反射電極は、オーバーコート層に設けた空所に対応
する領域以外の個所に、少なくとも１つの開口を形成している。本実施例において、第２
基板はカラー表示用のカラーフィルター素子を有する。透過モードでは、光は保護層上の
カラーフィルター層と第２基板上のカラーフィルター素子を通過し、その後、観察者に到
達するので、よりよい色の飽和度を得ることができる。いずれの画素領域においても、第
２基板のカラーフィルター素子と第１基板の対応するカラーフィルター層は同一色を有す
る。
【００１４】
本発明の他の目的、効果及び新規な特徴は、図面を参照しながら行なわれる以下の詳細な
説明によって、より明らかとなる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図２～図６に、本発明の幾つかの実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置を示す
。これらの図面において、同一の構成要素は同一の参照符号で指示する。これらのトラン
スフレクティブ液晶表示装置は、それぞれ、主として、第1基板２１０と、第２基板２２
０と、両基板２１０，２２０の内面間に形成される液晶層２３０を有する。第１基板２１
０はマトリックス状に配置された多数の画素領域を有する。各画素領域は、スイッチング
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素子としての薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）と、反射電極２１２と、透過電極２１６とを有
する。ここで、透過モードでは、バックライトからの光が透過電極２１６を通過し、反射
モードでは反射電極２１２によって外光を反射できる。本発明に係る液晶表示装置は、透
過モードにおける色の飽和度を改善するため、第１基板２１０の画素領域のそれぞれに追
加カラーフィルター層２１１を設けたことを特徴とする。
【００１６】
好ましくは、反射電極２１２は高光反射率を有する材料からなり、透過電極１６は高光透
過率を有する材料からなる。より好ましくは、反射電極２１２はアルミニウム又は銀から
なり、透過電極２１６はＩＴＯ（インジウム錫酸化物）からなる。薄膜トランジスタは、
ゲ―ト電極２３２ａと、半導体層２３９と、ソース/ドレイン電極２３４ａ、２３４ｂを
有する。保護層２３７が薄膜トランジスタとデータ線上に形成されている。保護層２３７
は複数のコンタクトホール２３７ａを有する。オーバーコート層２９５が、液晶層２３０
に最も接する凹凸表面を有する形態で、保護層２３７上に形成されている。オーバーコー
ト層２９５は複数の空所２９５ａを有し、同空所２９５ａを介して、保護層２３７のコン
タクトホール２３７ａを露出している。図示するように、オーバーコート層２９５の凹凸
面は、ミラー反射角以外の方向への反射率を増大するため、好ましくは相当数の微細な波
状部（凹部と凸部）を有する。これに代えて、オーバーコート層２９５に、凹凸面として
作用する微小傾斜プリズム列（図示せず）を設けることもできる。
【００１７】
２つの基板２１０、２２０の外面上には可視光を偏光する２つの偏光板２６０，２７０が
設けられている。１つのリターデション膜２８０が偏光板２６０と基板２２０との間に設
けられており、他方のリターデション膜２８２が偏光板２７０と基板２１０との間に設け
られている。リターデション膜２８０は、一般的に、色消しλ/４リターデション膜を含
む。リターデション膜２８２は、一般的に、透過中の光位相を補償するための位相リター
デション膜から形成されており、透過領域のコントラストまたは明るさを向上することが
できる。バックライト２９０（例えば、バックライトモジュール）が２つの基板２１０，
２２０の後部に設けられている。一般的なバックライトモジュールは光学的空所と光を発
生するランプ、発光素子または他の構造を含む。
【００１８】
図７を参照して説明すると、複数の平行なゲート線２３２と、これらのゲート線２３２と
直交する複数の平行なデータ線２３４が第１基板２１０上に形成されている。上記した各
画素領域は２つの隣接したゲート線２３２と２つの隣接したデータ線２３４によって囲ま
れる領域である。これらのゲート線２３２とデータ線２３４は層間絶縁膜によって相互に
絶縁されている。走査信号がゲート線２３２に供給されると、薄膜トランジスタが作動し
、データ信号を薄膜トランジスタを通して反射電極２１２と透過電極２１６に供給する。
【００１９】
図２は本発明の第１実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置２００を示す。本実
施例において、反射電極２１２はオーバーコート層２９５の波状表面に形成されている。
ここで、反射電極の表面は反射面として作用する波状表面を有する。反射電極２１２はオ
ーバーコート層２９５の空所２９５ａに対応する複数の開口２１２ａを有する。ここで、
液晶表示装置２００は、カラーフィルター層２１１がオーバーコート層２９５の空所２９
５ａ内に形成されていることを特徴とする。透過電極２１６がカラーフィルター層２１１
と液晶層２３０との間に配置されている。透過電極２１６と反射電極２１２は相互に電気
的に接続されており、反射電極２１２の一部は保護層に設けたコンタクトホール２３７ａ
を介して薄膜トランジスタのドレイン電極２３４ｂに電気的に接続されている。第２基板
２２０はカラー表示を行なうためのカラーフィルタ素子２４４と共通電極を形成するＩＴ
Ｏ電極のような透明電極２４６を有する。いずれの画素領域においても、第２基板２２０
のカラーフィルタ素子２４４と、このカラーフィルタ素子２４４に対応する第１基板２１
０のカラーフィルター層２１１は同一色を有する。従って、透過モードにおいては光は空
所２９５ａ内のカラーフィルター層２１１と第２基板２２０上のカラーフィルタ素子２４
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４を通過し、その後、観察者に達し、これによってよりよいカラー飽和を得ることができ
る。
【００２０】
図３に本発明の第２実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置３００を示す。液晶
表示装置３００は、透過電極２１６がカラーフィルター層２１１の下方に設けられている
ことを除いて、図２に示す液晶表示装置２００と実質的に同一である。本実施例において
、透過電極２１６の一部は薄膜トランジスタのドレイン電極２３４ｂに直接接続されてお
り、反射電極２１２は透過電極２１６を介して薄膜トランジスタに電気的に接続されてい
る。
【００２１】
図４は本発明の第３実施例にかかるトランスフレクティブ液晶表示装置４００を示す。本
実施例において、反射電極２１２は、その表面が凹凸状態で、オーバーコート層２９５上
に形成されている。反射電極２１２は複数の開口２１２ｂを有する。好ましくは、開口２
１２ｂはオーバーコート層２９５の空所２９５ａと対応する領域以外の個所に形成されて
いる。反射電極２１２は保護層２３７のコンタクトホール２３７ａを介して薄膜トランジ
スタのドレイン電極２３４ｂに電気的に接続されている。本実施例において、オーバーコ
ート層２９５はカラーフィルタ材料からなり、カラーフィルター層２１１が反射電極２１
２上に形成され、オーバーコート層２９５の空所２９５ａに充填されている。カラーフィ
ルター層２１１は液晶層２３０に最も接した実質的に平坦な表面を有し、かつ、複数の２
１１ａを有する。透過電極２１６はカラーフィルター層２１１の実質的に平坦な表面上に
配置されており、かつ、カラーフィルター層の孔２１１ａを介して反射電極２１２に電気
的に接続されている。好ましくは、カラーフィルター層の孔２１１ａは、オーバーコート
層２９５の空所２９５ａに対応する領域外の個所に形成される。ここで、第２基板２２０
は、いかなるカラーフィルター素子も有しない。従って、反射モードでは、光は反射電極
２１２上のカラーフィルター層２１１を２回通過し、その後、観察者に到達する。透過モ
ードでは、光はオーバーコート層２９５のカラーフィルター材料及び反射電極上のカラー
フィルター層２１１を通過して、観察者に達し、これによってよりよい色の飽和度を得る
ことができる。
【００２２】
図５に本発明の第４実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置５００を示す。本実
施例において、オーバーコート層２９５は、さらに、複数の空所２９５ｂを有する。反射
電極２１２はオーバーコート層２９５に設けた空所２９５ａに対応する複数の開口２１２
ａと、同オーバーコート層２９５の空所２９５ｂに対応する複数の開口２１２ｂを有する
。反射電極２１２の少なくとも一部が、保護層２３７のコンタクトホール２３７ａを介し
て薄膜トランジスタのドレイン電極２３４ｂに電気的に接続されている。ここで、カラー
フィルター層２１１は反射電極２１２上に形成され、かつ、オーバーコート層２９５に設
けられた空所２９５ａ、２９５ｂ内に充填されている。透過電極２１６はオーバーコート
層２１１の実質的に平坦な表面上に形成され、かつ、カラーフィルター層の孔２１１ａを
介して反射電極２１２に電気的に接続されている。また、第２基板２２０はカラーフィル
ター素子を全く有しない。従って、反射モードでは、光は反射電極上のカラーフィルター
層２１１を２回通過し、その後、観察者に到達する。透過モードでは、光はオーバーコー
ト層の空所２９５ａ、２９５ｂに充填されているカラーフィルター層を通過し、その後、
観察者に達し、これによってよりよい色の飽和度を得ることができる。
【００２３】
図６に本発明の第５実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置６００を示す。この
液晶表示装置６００は、カラーフィルター層２１１がオーバーコート層の代わりに用いら
れ、かつ、保護層２３７上に形成されていることを特徴とする。カラーフィルター層２１
１は液晶層２３０に最も接した凹凸表面を有し、かつ、保護層のコンタクトホール２３７
ａを露出するため、複数の空所２１１ｂを有する。透過電極２１６はカラーフィルター層
２１１上に設けられ、かつ、保護層のコンタクトホール２３７ａを介して薄膜トランジス
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ターのドレイン電極２３４ｂに電気的に接続されている。反射電極２１２は、その表面が
凹凸状態で、透過電極２１６上に形成されている。反射電極は、カラーフィルター層の空
所２１１ｂと対応する領域以外に形成される複数の開口を有する。第２基板２２０はカラ
ー表示を行なうためのカラーフィルター素子２４４と共通電極となるＩＴＯ電極のような
透明電極２４６を有する。ここで、いずれの画素領域においても、第２基板のカラーフィ
ルター素子２４４と第１基板の対応するカラーフィルター層２１１は同一色を有すること
が分かる。従って，透過モードでは、光は保護層上のカラーフィルター層２１１と、反射
電極の開口２１２ｂと、第２基板２２０上のカラーフィルター素子２４４を通過し、その
後観察者に達し、これによってよりよい色の飽和度を得ることができる。
【００２４】
【発明の効果】
以上説明してきたように、本発明に係るトランスフレクティブ液晶表示装置においては、
第１基板２１０の各画素領域は追加カラーフィルター層２１１を有する。第１、第２，及
び第５実施例において透過モードでは、バックライトからの光は第２基板上のカラーフィ
ルター素子２４４を通過するのみならず、第１基板上の追加カラーフィルター層２１１を
通過するので、観察者が見る色の飽和度を向上することができる。第３及び第４実施例に
おいて、透過モードでは、バックライトからの光は反射電極上のカラーフィルター層を通
過するのみならず、反射電極の下方に配置されたカラーフィルター層も通過するので、観
察者が見る色の飽和度を向上することができる。さらに、追加カラーフィルター層２１１
と透過電極２１６は同じ基板上に設けられているので、カラーフィルター層２１１と透過
電極２１６は基板の所定位置に容易に形成することができる。従って、２つの基板の正確
な組立は先行技術ほどには厳密に制御する必要がないので、実質的に歩留まりを向上する
ことができる。
【００２５】
以上、本発明をその実施例を参照して説明してきたが、他の多くの変形例や変容例が特許
請求の範囲に記載されている発明の要旨及び範囲から逸脱することなくなしうることは理
解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のトランスフレクティブ液晶表示装置の一部を示す断面図である。
【図２】本発明の第１実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置の一部を示す断面
図である。
【図３】本発明の第２実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置の一部を示す断面
図である。
【図４】本発明の第３実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置の一部を示す断面
図である。
【図５】本発明の第４実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置の一部を示す断面
図である。
【図６】本発明の第５実施例に係るトランスフレクティブ液晶表示装置の一部を示す断面
図である。
【図７】本発明の一実施例に係る画素領域の上面平面図である。
【符号の説明】
２００…　トランスフレクティブ液晶表示装置
２１０…　第１基板
２１１…　追加カラーフィルター
２１２…　反射電極
２１１ａ…孔
２１２ａ…開口
２１２ｂ…開口
２１６…　透過電極
２２０…　第２基板
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２３０…　液晶表示層
２３２…　ゲート線
２３４…　データ線
２３４ａ…ソース電極
２３４ｂ…ドレイン電極
２３７…　保護層
２３７ａ…コンタクトホール
２３９…　半導体層
２４４…　カラーフィルター素子
２６０…　偏光板
２７０…　偏光板
２８０…　リターデション膜
２８２…　リターデション膜
２９５ａ…空所
３００…　トランスフレクティブ液晶表示装置
４００…　トランスフレクティブ液晶表示装置
５００…　トランスフレクティブ液晶表示装置
６００…　トランスフレクティブ液晶表示装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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